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Abstract (en)

Process for the low temperature decomposition of air in a rectification column system (10,11) having separating columns (12, 14, 58, 59, 60)
comprises cooling a first air stream (8) in a main heat exchanger (9) and feeding into the rectification column system, and relieving a second air
stream (201, 202) and heating downstream in a heat exchanger (205) with a liquid fraction (15, 17) from the rectification column system. The liquid
fraction from the rectification column system is contacted upstream of the heat exchanger (205) with the relieved second air stream in indirect heat
exchange with a further process stream (49, 52). An Independent claim is also included for a device for the low temperature decomposition of air in
a rectification column system.

Abstract (de)

Das Verfahren und die Vorrichtung dienen zur Tieftemperatur-Zerlegung von Luft in einem Rektifiziersaulensystem, das mindestens eine Trennsaule
(12, 14, 58, 59, 60) aufweist. Ein erster Luftstrom (8) wird in einem Hauptwarmetauscher (9) abgekihlt und in das Rektifiziersaulensystem
eingeleitet (10, 11). Ein zweiter Luftstrom (201, 202) wird arbeitsleistend entspannt (203) und stromabwarts der arbeitsleistenden Entspannung (203)
durch indirekten Warmeaustausch (205) mit einer fliissigen Fraktion (15, 17) aus dem Rektifiziersédulensystem angewarmt. Die flissige Fraktion (15,
17) wird auBerdem stromaufwarts des indirekten Warmeaustauschs (205) mit dem arbeitsleistend entspannten zweiten Luftstrom (204) in indirekten
Warmeaustausch (16) mit mindestens einem weiteren Prozess-Strom (49, 52) gebracht. <IMAGE>
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